Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

~ Pré-Reitoria de Pessoal - PR4

| Edital n° 255/2019 — Concurso Publico para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos
PROVA OBJETIVA - ALOCAGAO DOS CANDIDATOS

Data da Prova: 25/07/2021

Hora prevista para abertura dos acessos aos locais de prova: 13 horas
Hora prevista para inicio da prova: 14 horas

Hora prevista para término da prova: 18 horas

Duracéo prevista da prova: 4 horas

1. Em fungao da atual situagdo de pandemia Coronavirus Disease 19 (COVID-19), os candidatos deverao comparecer utilizando mascara de protegéo facial, a
ser utilizada, no minimo, durante todo o tempo de permanéncia no local de prova, sendo vedada a sua retirada, exceto em momentos para beber agua.

2. Os candidatos deverao acompanhar a publicacdo na pagina do concurso de edital especifico, que sera feita até o dia 20/07/2021, com os protocolos e
procedimentos de biosseguranga a serem estritamente cumpridos por ambas as partes, Candidatos e UFRJ.

3. Os candidatos deverao comparecer munidos de caneta esferografica, de corpo transparente, de tinta indelével preta ou azul.

4. Os candidatos deverao observar o item 10 do Edital UFRJ 255/2019, disponivel na pagina eletrénica do concurso, sem prejuizo da observagéo da sua
integralidade, e, em especial:

4.1. Apresentar documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e assinatura (subitem 10.2 do Edital).
4.2. Sera exigida a apresentag¢ao do documento original, ndo sendo aceitas fotocopias, ainda que autenticadas. (subitem 10.2 do Edital).

4.3. Os documentos deverao estar em perfeitas condi¢des, de forma a permitir, com clareza, a identificagdo do candidato e de sua assinatura. (subitem
10.2.2 do Edital).

4.4. Os candidatos que nao apresentarem documento oficial de identidade nao realizardo qualquer das provas. (subitem 10.2.3 do Edital).
5. E vedado aos candidatos prestarem as provas fora do local, data e horario predeterminados pela organizagdo do Concurso Publico. (subitem 10.4 do Edital).

6. Nao sera permitido aos candidatos entrarem no local de realizagao das provas apds o horario previsto para o fechamento dos portdes. (subitem 10.5 do
Edital).

7. Os candidatos deverao guardar, antes do inicio da prova, em embalagem porta-objetos fornecida pelo fiscal, telefone celular e quaisquer outros
equipamentos eletrénicos desligados, sob pena de eliminagdo do Concurso Publico.

8. Em caso de discordancia de informagbes os candidatos deverdo entrar em contato com a Central de Atendimento da PR4, via e-mail oficial do concurso
publico: tecnicoadministrativo@concursos.pr4.ufrj.br.
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Opcao de Vaga: B-203 - Técnico em Laboratério - Bioterio - 40h

Candidato CPF Cota | Cota Local de Prova Sala
PCD |Negro

ALCEMIR DA MOTTA RIBEIRO 114*+23 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 217
ALESSANDRA MENDONCA SIQUEIRA 052+**++92 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 217
ANA CLAUDIA CONCEIGAQ PASCOAL 027+**++96 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 217
ANDRE SECUNDINO ABBAGLIATO 023+**++g2 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 217
ANDRE SILVA DE MATOS 089**+08 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 217
ANDREA MOREIRA PAULINO 008***05 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 217
ANGELO RICARDO MENDES DA SILVA 175%+++25 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 217
ARACI BRAULIA DAS CHAGAS MAIA 001***+08 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 217
ARIANE RIBEIRO AMORIM 064***++25 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 217
BEATRIZ MARQUES PINHEIRO 161%=+71 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 217
BRUNA LUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 153=++409 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 217
BARBARA DIAS CORREIA DOS SANTOS 093****+:47 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 217
BARBARA REGINA PICKLER LEMOS 155%+++65 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 217
CARINA PAIVA GREGORIO 108**++00 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 217
CAROLINE ALVES CAYRES 113*+408 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 217
CLAUDIO SERGIO CORREA LAU 000***+94 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
DEVANI VEIGA COSTA 059**+08 | S N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
DIEGO HENRIQUE DA SILVA SILVESTRE 061**+96 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
n?(l)E/CA;\g:ENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA DE LACERDA | 109****+64 | N N |UFRJ - Campus Ilha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
EDLAINNE PINHEIRO FERREIRA 041%*++=59 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
ELANNE DE PAIVA FONSECA 100**++++g1 S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
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ELENI DE SOUZA VIANA 065****62 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
ELISEU DA SILVA RODRIGUES COSTA 058+***+66 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
EMANUELLE CRISTINE NERY DA SILVA 143%+464 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
ESTHER DE OLIVEIRA ANDRADE ANDRADE 110%*++40 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
FABIANO DE OLIVEIRA CALLEIA 2204***41 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
FABIANO VENANCIO DIAS 013***+02 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
FABIO JUNIOR CAMPBELL 081***++g2 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
GABRIEL MOREIRA BONIFACIO DE FREITAS 150%*++40 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
GEANE CLEIA PEREIRA BRAZ 07840 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
GLAUCIANE LOBO CAETANO SILVA 041%**+059 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
GUILHERME ERNANI DE ANDRADE ALVES 151***=+5gq | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
GUSTAVO TEMPERINI SOUSA 159*+++1g8 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 222
HENRIQUE ALENCAR MEIRA DA SILVA 142402 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 224
HISTEFANIA COSTA ALVES 01636 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 224
HUMBERTO GRIPP DE FARIA 056*****67 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 224
HYAGO DA SILVA MEDEIROS ELIDIO 148*+++56 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 224
IRLANA MARQUES DE OLIVEIRA 134=++435 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 224
ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA SOUZA 113%0478 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 224
JANDIARA DO NASCIMENTO SANTOS DE MOURA 075407 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 224
JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA 098***+03 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 224
JHONATA DE SOUSA DO NASCIMENTO 163**+16 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 224
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JOHNNY TAYLOR DE OLIVEIRA MIRANDA 125*++10 | N S |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 224
JONATHAN CARVALHO BABO 119*+++08 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 224
JULIANA DE SOUSA DOS SANTOS PEREIRA 146*+++g4 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 224
JULIANA FERNANDES DE ALMEIDA 083****54 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 224
KAREN LOUISE PAIVA DE SOUSA 132%+++36 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 224
KARINA ARAUJO BARRETO DOS SANTOS 122+ | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 224
KARINE TAVARES DE JESUS 146*+++60 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 226
LEANDRO HONORATO DE AMORIM 095+**++42 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 226
LIDIANE DE SOUSA RIBEIRO 152+++++38 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 226
LILIAM DE ALMEIDA SILVA 110****49 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 226
LOUISE SOUZA CUSSA 150%*+++08 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 226
LUANA SEGATO LOPES 132+++4g5 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 226
LUIZ CONRADO SILVA 083***++:35 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 226
LUIZ FELIPE JOSE DA SILVA 103**+++70 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 226
MARCELLE NOVAES ANDRADE 115 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 226
MARCELO CABRAL DA SILVA 099***+73 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 226
MARIA CAROLINA DA SILVA SOUSA 088****+01 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 226
MARIA FERNANDA PEREIRA FARIAS 056***03 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 226
MATEUS ODORICO LINHARES DO NASCIMENTO 162*+++69 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 226
MATEUS VILLA MARTINS SILVA 099+**++28 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 228
MAURILIO FREITAS DEBORTOLI LEANDRO 4974468 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 228
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MAIRA CRUZ DE HOLANDA CAVALCANTI 100%+*46 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 226
MICHEL DA SILVA YBANEZ 10243 | N S | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 228
MICHELLE GUIMARAES DOS SANTOS 147+%79 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 228
MICHELLE LOPES ARAUJO CHRISTIE 144%+++00 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 228
MARCIO TURCO TEIXEIRA 152++++56 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 226
NATALIA CARVALHO CORDEIRO 119%++469 | S N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 228
NATALIA LOPES DE CARVALHO 06229 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 228
PATRICIA TEIXEIRA ABBAGLIATO 0004****47 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 228
PEDRO HENRIQUE LAU E SILVA 16274 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 228
POLLYANNA STEPHANIE GOMES 072+*+++88 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 228
PAMELA GOMES DE SOUZA 147454 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 228
RAFAEL DA SILVA FANTESIA 155**+500 | N S | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 228
RAFAELA LUIZA DIAS DA CUNHA 143%++456 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 228
REGIS ANTONIO FREITAS MEDEIROS 961****+68 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 228
RICARDO DE ANDRADE SOARES 126*++09 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 228
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 100%**14 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 228
RONAN ARAGAO BARBOSA 16775 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 230-B
ROSANA DE OLIVEIRA UHL 090**+76 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 230-B
SAMANTA MEIRA DE ARAUJO 053 **46 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 230-B
SILVIA REGINA DE MESQUITA MACIEL 88920 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 230-B
SUELEN DA SILVA DE OLIVEIRA 141%%+516 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 230-B
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SUSANA DE MEDEIROS 075407 | N S |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 230-B
SUZANA DE O ARAUJO COUTO 037+**++40 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 230-B
SUZANA SILVA FERNANDES 056****09 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 230-B
TATHIANY JESSICA FERREIRA 042476 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 230-B
TATIANA ARAUJO SILVA 135%+++10 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 230-B
THAISA MARIA BONFIM GONCALVES 151%+445 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 230-B
THAMYRIS VIANA DOS SANTOS 056*****43 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 230-B
THAYANNI GOMES MENDES DA SILVA 181*++41 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 230-B
VALDINES ROCHA DE FREITAS 86391 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 230-B
VICTOR HUGO VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO 139*+456 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 230-B
VINICIUS SANTOS DE PONTES 180***41 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco H - 2° Andar 230-B




